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Получено усиление УФ УКИ импульсов в электроразрядных эксимерных KrCl и KrF лазерах. Видимое излучение оптического параметрического генератора, накачиваемого третьей гармоникой твердотельного Nd: YLF лазера, удваивалось по частоте, преобразовываясь в УФ импульсы подстроенные в полосу усиления эксимерных KrCl и KrF активных сред. В эксимерном KrCl усилителе получены импульсы (222 нм) с энергией до 1 мДж в импульсе длительностью 20 пс и пиковой мощностью 50 МВт.
 УФ УКИ пикосекундного диапазона востребованы во многих областях науки и техники, таких как лазерная очистка вещества [1], фотохимия [2], абляция [3], а также задачи лазерного термоядерного синтеза с ударным зажиганием. В связи с чем задача генерации и усиления пикосекундных УФ УКИ представляет большой научный и практический интерес.
В данной работе получено усиление на одном проходе g = 3*102 в KrCl лазере. Для KrF лазера проведены предварительные эксперименты по получению нужной длины волны. Впервые проведено усиление коротких импульсов с длиной волны 222 нм и зафиксирована рекордная для KrCl лазера мощность импульса генерации.
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